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摘要(译)

本发明提供一种电场发光显示装置的制造方法，其于经由屏蔽形成电场
发光组件之际，能更适于进行屏蔽与基板的对准，其中，玻璃基板(1)是
将其蒸镀形成用以构成电场发光组件发光层的面朝垂直下方而插入真空
蒸镀室内。该真空蒸镀室内设置有屏蔽(30)。透过该屏蔽(30)的开口部而
使上述发光层的材料附着形成在玻璃基板(1)上，即可使发光层附着形
成。在进行该玻璃基板(1)与屏蔽(30)对准之际，玻璃基板(1)的该四边由
边支持构件(50)所支持。
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